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摘要(译)

一种聚焦超声调制光学层析成像方法，用聚焦超声对入射到深层生物组
织的激光调制和对组织定位，用光学技术进行高灵敏度探测，并用实时
快速傅里叶变换处理信号，可得到高信噪比的层析图像；一种聚焦超声
调制光学层析成像装置，由激光器、超声波组件、光电转换组件、实时
快速傅里叶变换模块、计算机等部分连接组成，可利用上述方法得到生
物组织层析图像。本发明具有无损伤、灵敏度高的优点，可显著提高对
于生物组织的病变诊断能力。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b6673a5a-1e04-40d6-a8ca-43ed2cc756e5
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/004586593/publication/CN1175784C?q=CN1175784C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN1175784C

